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(57} Abstract

Poly(bis-9,9*-fluorenes) are
disclosed with identical or different R
recurting  structural  elements  of 1
formula (I}, in which the two

R: groups independently of one

another stand for H, Cj-Cig-alkyl,

Cs-Cre-aryl, C3-Cys-aratkyl, C;-Cig-

atkoxy, R2-(O-CyHain)n-0-, C1-Cis R Q O
alkylthio, C-Cig-dialkylamino, ]

-C(0)OH,  -C(0YO-C;-Cig-alkyl,

-C(OY»N(C)-C1g-alkyl)z, SOsH,

-S03-C-Cig-alkyl, -SO2-N(C1-Cis-

alkyl);, C;-Cyralkyl-C{0)O- or

C-Cir-alkyl-C(O)-, R stands for H or C1-Cyz-alkyl, n is a number between 2 and 6 and m is a number between 1 and 12, The polymers
can be used on their own or mixed with at least one additional fluorophore whose absorption band overlaps with the emission band
(fluorescence emission} of the polymer of formula (I}, as an active radiating layer for light-emitting diodes, screens and display elements.

U]

{57) Zusammenfassung

Poly(bis-9,9'Hucrene) mit gleichen oder verschiedenen wiederkehrenden Strukturelementen der Formet (I), worin die beiden R
unabhingig voneinander H, C|-Cig-Alkyl, Co-Cia-Aryl, C3-Cis Aralkyl, Ci-Cig-Alkoxy, R2-(0-CiHan)m-O-, C1-Cig-Alkylthio, Ci-Cyz-
Dialkylamino, -C(O)OH, -C(O)YO-Ci-Cis-Alkyl, -C(O)-N(C)-Cig-AlkyD)2, -SOsH, -803-C;-Cig-Alkyl, -80z-N(C1-Cis-Alkyl);, Ci-Cir-
Alkyl-C{0)-O- oder C1-C7-Alkyl-C(0)- darstellt, R2 H oder C1-Cj2-Alkyl bedeutet, a fur eine Zahl von 2 bis 6 steht, und m eine Zahl von
I bis 12 bedeutet. Die Polymere kdnnen alleine oder in Mischung mit wenigstens einem zusitzlichen Fluorophor, dessen Absorptionsbande
mit der Emmissionsbande (Fluoreszensemmission) des Polymers der Formel (1) tiberlappt, als aktive Strahlungsschicht fir Leuchidioden,
Bildschinne und Anzeigenelemente verwendet werden.




